平成３０年１月２６日

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議
　会員企業の皆様へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グローバルイノベーション部会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部会長　樋口　嘉
 技術者塾　第３弾
ＬＳＩクラスター技術者塾開催のご案内
「世界Ｎｏ１製品に必要な先行開発段階の設計力」
　大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議では、会員企業の中核を担う技術者の皆様をはじめ各層の方々を対象にした「技術者塾」を今年度も開催しています。
第１回開催の「トヨタのＱＣストーリー」、第２回開催の「最新の自動車エレクトロニクス機器を分解し部品動向を考察する」に続き、第３弾として、日経ＢＰ社のご協力を得て、東京で有料開催される「技術者塾」を大分で開催します。
今回の「技術者塾」は、「世界Ｎｏ１製品に必要な先行開発段階の設計力」をテーマとして、製品戦略担当者やハード及びソフトの技術者、マネジメント層向けに開催します。
日本企業が世界で勝ち抜く為には、世界Ｎｏ１製品を実現しなければなりません。そのためには、大きく２つの活動が必要です。１つは、世界Ｎｏ１の目標設定と、それを達成する技術の確立です。もう１つは、１００万個造っても不良を出さない仕組みの確立です。今回は、世界Ｎｏ１の製品を実現するために必要な先行開発段階の設計力について、講義と演習により学びます。「ダントツの性能」と「ダントツのコスト」を実現するための取り組みを伝授致します。

　地元大分でこのような専門的な技術セミナーに参加できることは大きなチャンスであり、会員企業の皆様におかれましては、貴社の今後の製品戦略のあり方や技術者のスキルアップに活かしていただくようにご参加をぜひ検討願います。
　ご参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項を記載の上、本メールにご返信またはＦＡＸいただきますようお願い申し上げます。なお、交流会は開催致しませんのでご了承下さい。
【開催日時】平成３０年２月２７日（火）１０：００～１７：００（受付９：３０～）
【開催場所】大分県産業科学技術センター　２階　第１研修室
　　　　　　〒870-1117　大分市高江西1-4361-10　
【開催概要】テーマ：　
「世界Ｎｏ１製品に必要な先行開発段階の設計力」
講　師：　
寺倉　修 氏(てらくら おさむ) 
費用その他：本講座は無料です。昼食は各自ご準備ください。
詳細は下記ＵＲＬをご参照下さい
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/seminar/16/100500491/
【参加対象者】ＬＳＩクラスター会員に所属する、技術担当者、その他希望者
※お願い経営責任者、技術担当者の方へ本メールを回報くださるようお願い致します。
【締め切り】２月２０日（火）
【問い合わせ先／申込先】
　　大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局　　担当：平沖／辛島／佐藤　（TEL．097-596-7179）
　
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 事務局　行
FAX
　
097-596-7179　（ＦＡＸの場合、送付状は不要です）
E-mail 
oita-lsi@columbus.or.jp　

（電子メールの場合、件名を「技術者塾参加申し込み」としてください）
クラスター版「技術者塾（２月２７日）」　参加申込書
	企業・機関名
	電話番号
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	参加者氏名
	部署名・役職

	１
	
	

	
	メールアドレス：
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	メールアドレス：
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	メールアドレス：

	４
	
	

	
	メールアドレス：

	５
	
	

	
	メールアドレス：


※クラスター版「技術者塾」の参加料は無料です。
必要事項をご記入の上、本紙をＦＡＸまたは電子メールにて返送してください。
